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Изучение поведения вольфрама с различной микроструктурой при ионном облучении актуально для стенок термоядерного реактора [1]. В данной работе исследовали влияние размера и текстуры зерен поликристаллического вольфрама на коэффициент распыления и морфологию поверхности при высокодозном облучении ионами Ar+ с энергией 30 кэВ на масс-монохроматоре НИИЯФ МГУ [2]. В эксперименте использовали образцы с размером зерен от 300 нм [3] до 10 мкм, текстурированные с ориентацией зерен (001) на поверхности и бестекстурные. Коэффициент распыления Y для бестекстурных образцов с различным размером зерен составил 3.4–3.6 ат./ион, для текстурированных образцов 1.8–2.0 ат./ион. Исследована морфология поверхности облученных образцов. Сопоставление экспериментальных данных говорит о малом влиянии размера зерна на распыление. Эксперимент с варьированием угла падения ионного пучка показал, что причиной двукратного снижения коэффициента Y для текстурированных образцов является эффект каналирования.
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